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Oprema za varovanje dihal - Polobrazne maske za zaġļito pred delci - Zahteve,
preskuġanje, oznaļevanje

Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln - 
Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules - 
Exigences, essais, marquage

Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles - 
Requirements, testing, marking
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Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect
against particles - Requirements, testing, marking

Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants
contre les particules - Exigences, essais, marquage

Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen
Partikeln - Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

This corrigendum becomes effective on 24 July 2002 for incorporation in the three official language
versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 24 juillet 2002 pour incorporation dans les trois versions
linguistiques officielles de l'EN.

Die Berichtigung tritt am 24.Juli 2002 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN
in Kraft.
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English version

6 Designation : Replace 2000 by 2001

8.9.1.1 : Add a title: « Valveless particle filtering half masks »
1st line : add « valveless particle  filtering »

8.9.1.2 : Add a title: « Valved particle filtering half masks

Figure 11  : Replace « mm » by « µm » (x2)

Table 4  : 2nd line of the table « Visual inspection », 2nd column, add : « 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.15, 7.18 »
Delete the last but one line « Visual inspection »

Version française

6 Désignation : Replacer 2000 par 2001

8.9.1.1 : Ajouter un titre: « Demi-masques filtrants contre les particules sans soupapes »

8.9.1.2 : Ajouter un titre:  « Demi-masques filtrants contre les particules à soupapes »

Figure 11  : Replacer « mm » par « µm » (x2)

Tableau 4  : 2ème ligne du tableau « Inspection visuelle », 2ème colonne, ajouter : « 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,
7.15, 7.18 »

Supprimer l’avant-dernière ligne « Inspection visuelle »

Deutsche Fassung

6 Bezeichnung : “2000” ist durch “2001” zu ersetzen.
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